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. (54) Mustérvorrichtung fiir Rundstrickmaschinen, insbesondere R/L-GroRrundstrickmaschinen

(67) Die vorliegende Erfindung betrifft eine
Mustervorrichtung fiir Rundstrickmaschinen, insbesondere
R/L-GroBrundstrickmaschinen, mit in den Nuten des
Nadelzylinders in ihrer Langsrichtung verschieblichen
Nadeln, zwischen die Platinen ragen,-die quer zu den
Nadeln und in deren Langsrichtung verschiebbar sind
sowie mindestens einem vom Nadelzylinder antreibbaren
programmierbaren duReren Mustertrdger pro System, in
dessen zylindrischer Mantelflache Nuten zur Aufnahme von
die Nadeln beeinflussenden Platinen ausgebildet sind. Um
ohne aufwendige SchloRkonstruktion eine sichere Auswahl
der Nadeln in Drei-Wege-Technik zu gewéhrleisten ist
erfindungsgemaR jeder Nadel (1) mit zwei ibereinander
angeordneten FiiRen (16; 17) versehen, und sind pro
Stricksystem als Mustertrager zwei gleichfalls
Ubereinander angeordnete, vom Nadelzylinder (3) direkt
antreibbare und zur Beeinflussung je einer auf gleichem
Héhenniveau angeordneten Gruppen von Nadelfiien (16
oder 16) vorgesehenen Musterrdder (20; 21) vorhanden,
von denen das eine (20) in einer in Drehrichtung des
Nadelzylinders ansteigenden und das andere (21) in einer in
bezug auf die Drehrichtung des Nadelzylinders abfallenden
Ebene drehbar ist. Fig. 1
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Erfindungsanspruch:

1. Mustervorrichtung fiir Rundstrickmaschinen, insbesondere R/L-GroRrundstrickmaschine, mit in den Nuten des
Nadelzylinders in ihrer Langsrichtung verschieblichen Nadein, zwischen die Platinen ragen, die quer zu den Nadeln und in
deren Lingsrichtung bewegbar sind durch ein ausgleichartigen, jeweils einen Stricksystem zugehdrigen Teilstlicken

- gebildetes PlatinenschloR, um die fiir die Bildung einer Masche erforderliche Wegstrecke teilweise von den fadendfiihrenden

" Nadeln und teilweise von den Platinen zuriicklegen zu lassen sowie mindestens einen vom Nadelzylinder antreibbaren,
programmierbaren Mustertréger pro System, in dessen zylindrischer Mantelflache Nuten zur Aufnahme von die Nadeln
beeinflussenden Platinen ausgebildet sind, gekennzeichnet dadurch, daR? jede Nadel (1) oder daR dieselbe austreibende
Element mit zwei (ibereinander angeordneten FiiBen (16; 17) versehen ist, und pro Stricksystem als Mustertréger zwei
gleichfalls (ibereinander angeornete, vom Nadelzylinder (3) direkt tiber ihre Platinen antreibbaren und zur Beeinflussung je
einer auf gleichem Héhenniveau angeordneten Gruppe von NadelfiiBen (16 oder 17) vorgesehenen Musterriader (20; 21)
vorhanden sind, von denen das eine (20) in einer in Bezug auf die Drehrichtung des Nadelzylinders {3) ansteigenden und das
andere (21) in einer in Bezug auf die Drehrichtung des Nadelzylinders (3) abfallenden Ebene drehbar ist.

2. Mustervorrichtung geméaR Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daR der Neigungswinkel der Musterréder (20; 21) zur
Horizontalen 35° bis 50° betrégt.

3. Mustervorrichtung gemaf Punkt 1, gekennzeichnet dadurch daB das in derin Bezug auf die Drehrichtung des Nadelzylinders
(3) ansteigenden Ebene rotierende Musterrad (20) mit zwei verschiedenen Sorten von die Nadeln (1) beeinflussenden Platinen
(22a, 22b) versehen ist.

Hierzu 2 Seiten Zeichnungen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Mustervorrichtung fiir Rundstrickmaschinen, insbesondere R/L-
GroRrundstrickmaschinen, mit den Nuten des Nadelzylinders in ihrer Langsrichtung verschieblichen Nadeln, zwischen die
Platinen ragen, die quer zu den Nadeln und in dessen Langsrichtung bewegbar sind durch ein aus gleichartigen, jeweils einem
Stricksystem zugehérigen Teilstiicken gebildetes PlatinenschloB, um die fir die Bildung einer Masche erforderlichen Wegstrecke
_teilweise von den fadenfiihrenden Nadeln und teilweise von den Platinen zurticklegen zu lassen sowie mindestens einen vom
Nadelzylinder antreibbaren, programmierbaren Mustertrager pro System, in dessen zylindrischer Mantelfliche Nuten zur
Aufnahme von die Nadeln beeinflussenden Platinen ausgebildet sind.

Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Es wurde bereits eine Mustervorrichtung der eingangs erwahnten Art vorgeschlagen, bei welchen der vom Nadelzylinder
antreibbare Mustertriger eine Mustertrommel darstellt, in deren Mantelflache Nuten zur Aufnahme von verschiedenen Sorten
von NadelstoRern ausgebildet sind, die durch ein der Trommel zugeordnetes Schlo mustergemal ausgetrieben werden. Dabei
wird die Trommel vom Nadelzylinder tber eine Stirnradstufe angetrieben (WP DO 4B/2572818).

Der Aufwand fiir die Herstellung und die Montage dieser Trommel ist betréchtlich. Insbesondere bei hohen Feinheiten ist es
erforderlich, die Teilung der Trommel gegeniiber dem Nadelzylinder um das 2-fache herabzusetzen und zwei Trommeln
{ibereinander einzusetzen, deren NadelstoRe zueinander auf Licke stehen, was den baulichen Aufwand, insbesondere fiir die
erforderlichen Schldsser noch erhéht.

Ziel der Erfindung

Es ist deshalb das Ziel der \)orliegenden Erfindung, die Herstellungskosten fiir die Rundstrickmaschine zu senken.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine Mustervorrichtung der eingangs erwahnten Art zu schaffen, die in einfacherund
zuverldssiger Weise ohne aufwendige SchloBkonstruktion die Reahsuerung der drei Nadelpositionen Stricken, Fangen und
Hinterlegen gewahrleistet.

Diese Aufgabe wird erfindungsgeméR dadurch geldst, dal® jede Nadel oder das dieselbe austreibende Element mit zwei
Uibereinander angeordneten FiiRen versehen ist, und pro Stricksystem als Mustertrager zwei gleichfalls (ibereinander
angeordnete, zur Beeinflussung je einer auf gleichen Héheniveau angeordneten Gruppe von NadelfiiBen vorgesehene und vom
Nadelzylinder direkt Gber ihre Platinen antreibbare Musterrader vorhanden sind, von denen das eine in einer in Bezug auf die
‘Drehrichtung des Nadelzylinders ansteigenden und das andere in einer in Bezug auf die Drehrichtung des Nadelzylinders
abfallenden Ebene drehbar ist.

In weiterer Ausbildung der Erfindungsgedankens betrégt der Neigungswinkel der Musterrdder zur Horizontalen dabei
vorzugsweise etwa 35° bis 50°.

GemaR einem letzten Erfindungsmerkmal ist das in der in Bezug auf die Drehrichtung des Nadelzylinders ansteigender Ebene
rotierende Musterrad mit zwei verschiedenen Sorten von die Nadeln beeinflussender Platinen versehen.
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' Ausfiihrungsbeispiel

Die vorstehend beschriebene Erfindung soll in folgenden an Hand eines Ausflihrungsbeispiels ndher erldutert werden
In den dazugehdrigen Zeichnungen zeigen:

Fig.1: einen teilweisen Querschnitt durch den Nadelzylinder einer mit der erfindungsgemafen Mustervorrichtung
ausgestatteten Rundstrickmaschine und .

Fig.2: eine teilweise Abwicklung des Nadel- und Platinenschlosses der mit der erfxndungsgemaBen Mustervorrichtung
ausgestatteten Rundstnckmaschlne

Die Zungennadel 1 der mit der erfindungemé[&en Mustervorrichtung ausgestatteten Rundstrickmaschine sind in den Nuten 2

des Nadelzylinders 3 langsverschieblich gelagert. Zwischen je zwei Zungennadeln 1 ist eine Platine 4 angeordnet, die den
Nadelzylinderrand 5 Gibergreift und mit einer Kulierkante 6 sowie einen Fu 7 versehen ist, der in das PlatinenschloR 8 eingreift.
Jede Platine 4 ist auf einem Hebel 9 gelagert, der durch zwei radial wirkende SchloBkurven 10, 11 um seinen Drehpunkt 12
schwenkbar ist. Das aus gleichartigen, jeweils einem Stricksystem zugehdrigen Teilstiicken 13 gebildeten Platinenschlof 8 ist

- auf einem gestellfesten Tragring 14 der Maschine montiert, wobei jedes Teilstlick 13 auf einem Trager 15 befestigt ist. Jede
Zungennadel 1 ist mit einem Austriebs- und Kulierfu8 16 und einem Abzugsful® 17 versehen, die mit den stationdren
SchloRsystemen 18 bzw. 19 zusammenwirken. Das obere SchloRsystem 18 enthaltin tiblicher Weise einen vertikal verstelibaren
Kulierschieber 18a, wiahrend das untere ein gleichfalls stationédres SicherungsschloBteil 19a aufweist.

An jedem Stricksystem der Rundstrickmaschine sind zwei vom Nadelzylinder 3 direkt antreibbare Musterrader 20; 21
vorgesehen. Die Achse der Musterrdder 20; 21 ist jeweils unter einem anderen Winkel zur Vertikalen geneigt, d.h. das eine
Musterrad 20 rotiert in einer in Bezug auf die Drehrichtung des Nadelzylinders (s. Pfeil Ain Fig.2) ansteigenden Ebene, wihrend
dasandere (21) in einer in Bezug auf die Drehrichtung des Nadelzylinders 3 abfallenden Ebene rotiert. Auf den im gleichen Winkel
zu den Achsen geneigten Mantellinie der Rader 20; 21 sind in Ublicher Weise Nuten in jedes Rad eingefiigt, in die mustergemaf
Platinen 22 eingesetzt sind. Im gewéhlten Ausflhrungsbeispiel sind in die Rader 20; 21 drei verschiedene Sorten von Platinen
22a; 22b; 22c eingesetzt, der Wirkungsweise auf die Nadeln weiter unten beschrieben ist.

Die Nadelteilung des Zylinders entspricht dabei der Teilung der Musterrader 20; 21 deren Platinen 22 zwischen die Stege 23 des
Nadelzylinders 3 eingreifen, so dal diese Réder 20; 21 mit der Umfangsgeschwindigkeit des Nadelzylinders 3 rotieren.
Gelagertsind die Musterrader 20; 21 zwwchen;e zwei Platten 24; 25 bzw. 26; 27, die von einem gemeinsamen Trager 28 gehalten
werden.

Im folgenden soll die Arbeitsweise der mit der erfindungsgemaBen Mustervorrichtung ausgestatteten Rundstrickmaschine
naher erldutert werden.

Vor Einlauf in ein Stricksystem (s.Pfeil A in Fig.2) werden die Nadeln 1 vermittels ihrer FliBe 16 durch das SchloRsystem 18 des
vorhergehenden Stricksystems auf ein einheitliches Hohenniveau eingestellt. Damit ist gewéhleistet, daf bei weiterer Drehung
des Nadelzylinders 3 je nach der Programmierung der Musterrader 20; 21 mit Platinen 22 a; 22b;22 ¢ einen der beiden NadelfliRe
16 oder 17 von einem der beiden Musterrdder 20 bzw. 21 beeinfluf3t wird.

Die Musterrader 20; 21 sind mustergemaf so programmiert, da entweder dem oberen Fuf} 16 einer Nadel 1 auf derihm
entsprechenden Mantellinie der Rader 20; 21 jeweils eine Platine 22a oder 22b des oberen Randes 20 entspricht, oder dal
alternativ dazu dem unteren Ful 17 der betreffenden Nadel 1 eine Platine 22 a des unteren Randes entspricht, d. h. der FuR 16
einer Nadel 1 wird entweder ausschlie3lich von den Platinen 22a oder 22b des oberen Musterrades 20 beeinfluft, oder der Fuf3
17 einer Nadel 1 wird ausschlieBlich von der Platine 22a des unteren Musterrades 21 beeinflu3t.

Trifftder FuR 16 auf eine Platine 22 a des Musterrades 20, so wird die betreffende Nadel 1 entsprechend dem Neigungswinkel des
Musterrades 20, das Fuktion des Nadelaustriebsteiles ibernommen hat, in die Strickstellung ausgetrieben. Trifft der Fu 16
dagegen auf eine Platine 22 b, so wird die betreffende Nadel 1 zum Fadenfangen veranlaBt. In beiden vorbeschriebenen Fallen
kann der Fu? 17 der betreffenden Nadel 1 nicht vom Musterrad 21 beeinfluRt werden, da in den betreffenden Nuten des
Musterrades 21 eine Platine 22 ¢ eingesetzt ist, die lediglich zu Stabilisierungszwecken dient.

Trifft der Ful3 17 dagegen auf eine Platine 22 a des Musterrades 21, so wird die entsprechende Nadel 1 zum Hinterlegen veranlaft,
wiéhrend in die entsprechende Nut des Musterrades 20, dann eine Platine 22 ¢ eingesetzt ist, die den FuR 16 der betreffenden
Nadel 1 nicht zu beeinflussen vermag.

Nachdem die Nadeln 1 durch das Musterrad 20 zum Fangen oder Stricken ausgetrieben wurde, werden sie durch das Kulierteil
18a zum Absenken veranlaf3t.

Das Kulieren erfolgt dabei nach Verlassen des Bereiches, in dem sich der Nadelzylinder 3 und die Musterrader 20; 21 beriihren.
Um zu verhindern, daR die FiiBe 16 der zum Hinterlegen vorgesehenen Nadeln 1 auf das Eck des Kulierteils 18a prallen, werden
ihre FliRe 17 durch die untere Seite des SicherungsschloBteils 19.a entsprechend gefiihrt.

Ausgangs der SchloBsysteme 18; 19.werden die Nadeln 1 vermittels iiber FuBBes 16 durch das SchloBsystem 18 wieder auf ein
einheitliches Hohenniveau eingestellt, so daf3 nachfolgend die Neuauswahl der Nadeln 1 durch die Musterréder des
nachfolgenden Stricksystems (in Fig.2 bzw. das linke SchloRsystem, in dem zur besseren Anschaulichkeit die Musterréder nicht
dargestellt wurden) erfolgen kann.

Die Bewegung der Platinen 4 in Richtung des Nadelaustriebes und quer dazu bleibt dabei in jedem System gleich, und zwar
werden die Platinen 4 an jeder Strickstelle nach dem EinschlieBen entgegen der Abziehbewegung der zugeordneten Nadeln 1
(durch das jeweilige Teilstiick 13 des Platinenschlosses) sowie quer zu dieser nach auen (durch die SchloBkurve 11, welche auf
den Hebel 9 wirkt) und nach dem Abschlagen der Masche entgegen der Nadelaustriebsrichtung (wieder durch das Teilstiick 13)
sowie quer zu dieser nach innen (durch die SchloBkurve 10, die gleichfalls auf den Hebel 9 wirkt) in an sich bekannter Weise
bewegt (s.Fig.1 und 2).

Durch die erfindungsgemafe Mustervorrichtung ist es moglich, ohne aufwendlge SchloRkonstruktion die Nadel 1 mustergemaf3
zum Stricken, Fangen und Hinterlegen zu veranlassen.
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Es leuchtet ein, daf es ohne den Boden der vorliegenden Erfindung zu verlassen, leicht méglich ware, die beiden Musterréder
20; 21 statt den Nadeln 1 bzw. 2 ihren Nadelst6Bern zuzuordnen, die dann mit zwei FliRen versehen wéren; genauso wie es
denkbar wére, den NadelstéRern das die Nadel austreibende Musterrad 20 und den Nadeln das dieselbe abziehende Musterrad

21 zuzuordnen.
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